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Processo de fabricacao de preforma de silica nao-circular

Descrigao
O objetivo do invento é atuar no processo de fabricagdo da fotomascara (molde de vidro, feito com
vidro de silica de alta pureza) usada para fotolitografia (processo de fabricagdo de microchips e
displays de cristal liquido - LCDs). A preforma € o tarugo ou tubo cilindrico de vidro de silica de alta
qualidade que origina, apos etapas de corte, placas finas do mesmo vidro que posteriormente seréo
usadas como moldes na fabricacdo dos produtos finais - LCD e chips.

Oportunidades de mercado

Este tipo de preforma é utilizado em industria de displays de cristal liquido (LCD), em equipamentos
como televisores, monitores, em dispositivos portateis, como celulares, cameras e "handhelds", em
fotomascaras e substratos, em processos de microlitografia para a fabricagdo de semicondutores, em
microchips e dispositivos de captura de imagem e é também empregado na produgéo de dispositivos
fotbnicos, como fibras opticas. O mercado mundial de vidro ara LCD cresceu 60% em 2005 e
movimentou cerca de US$ 65 bilhdes [Fonte: Corning — empresa do ramo, 2007].

Diferenciais

O invento permite a fabricacdo de preformas com geometrias bastante variadas (por exemplo:
quadradas, triangulares, hexagonais, etc.), evitando a inclusdo de etapas de adequacdo da
geometria. Com a implementacao da tecnologia é possivel economizar o material desperdicado na
etapa de corte, uma vez que o0 mesmo nao pode ser reutilizado. Nao sdo necessarios gastos com
maquinario para adequagao da geometria e economiza-se tempo também, pois a preforma ja é
fabricada com o formato desejado.
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